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Urzadzenie wedlug wynalazku stuzy do wy-
dzielania zanieczyszczen unoszonych w strumie-
niu gazu. Jego zdolno$¢ separacyjna jest zbli-
zona do zdolnosci poszczegdlnego elementu
w separatorze multicyklonowym, a pozbawiona
takiej jego wady, jak recyrkulacja wewnetrzna
gazu.

W stasunku do separatoré6w cyklonowych, za-
lety jego sa nastepujace.

Proces separacji jest mniej czuly na zmiane
ilosci przeptywajacego czynnika, wielkosci od
dzielnych czastek przy stalym cigzarze wlasci-
wym, a takze zmiang Srednicy otworu wlotowe-
go. Wplyw zmiany koncentracji zanieczyszczen
jest mniejszy, a opér w wyzej wymienionym se-
paratorze wynosi okolo polowe oporu separato-
ra cyklonowego. o

Dzigki mozliwosci zamiany kierownic mozna
przystosowa¢ urzadzenie do separacji pyléw
o zmiennej wielkosci i gestoéci.

Wynalazek polega na kchstrukcji separatora,
w ktéorym cala ilo$¢ przeplywajacego w rurze

czynnika doznaje zawirowania wzgledem jednej
osi obrotu, bedacej przedluzeniem osi rury tran-
sportujacej, przeplyw czynnika staje sie osiowo
symetryczny, a dzieki powstalym silom odsrod-
kowym nastepuje cdrzucenie zanieczyszczen na
Zewnatrz rury transportujacej do przestrzeni od-
dzielonego materiatu. Dla poprawy separacji naj-
drobniejszych czesci wprowadza si¢ czeSciowa
recyrkulacje czynnika. Na rysunku fig. 1 przed-
stawia czesciowy przekréj podtuzny przez sepa-
rator, fig. 2 — przekréj poprzeczny separatora,
wzdluz linii A—A na fig. 1, a fig. 3 — przekrdj
separatora w czeséci kierownic wzdiuz linii G—G
na fig. 2.

Urzadzenie do separacji gazoéw sklada sig
zZ rury wlotowej 1 zakonczonej przewezeniem 3,
kierownic srubowych 2, piericienia separatora 4,
stozka zderzakowego 5, komory dla oddzielnego
materialu 6 i rury wylotowej 7.

Gaz zapylony przeplywa jak na rysunku (strzal-
ka ze znaczkiem z), doznaje zawirowania wkie-
rownicach 2. Czastki unoszone, ulegajgc dziata- °



nju sity odsrodkowej zwigkszajacej siq dzigki
przewgzenju rury 3, sa dociskane do scianki.
Y-Stafntqdr przedostaja sie ‘na wewnetrzng czesc¢
piericienia separatora, gdzie mieszajq si¢ z drob-
nym pylem niesionym przez czes¢ gazu podlega-
jaca recyrkulacji (strzalka ze znaczkiem R). Stwa-
rza to wieksze prawdopodobienstwo wypadniecia
najdrobniejszych czesci do komory 6. Cze$¢ za-
nieczyszczen przed opadnieciem odbija sie od
stozka zderzakowego 5, odpylony gaz przepltywa
dalej do rury wylotowej 7 (strzalka ze znacz-
kiem Cz).

Polozenie separatora przy pracy moze by¢ do-
wolne z tym, ze gdy czynnik przeplywa z gory
na dol zbedny staje sig¢ stozek zderzakowy 5.

Zastrzezenia patentowe

1. Urzadzenie da wydzielania zanieczyszczen
Z gaz6w o osiowym przeplywie czynnika,
_ znamienne tym, ze w komorze wydzielania
Zanieczyszczen (5) osadzona jest rura wlo-
towa (I) majgca umocowang wewnatrz kie-
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. Urzadzenie wedlug zastrz. 1,

g3

rownice $limakowa (2), a przy wylocie prze-
wezenie (3) oraz wylot rurowy o mniejszej
Srednicy (31).

znamienne
tym, ze nad wylotem rury (3) osadzony jest
stozek zderzakowy (5), sluzacy do oddzie-
lania grubszych zanieczyszczen i kierowa-
nia ich do zsypu.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne

tym, ze u wylotu rurowego (3) osadzony
jest centrycznie z luzem szczelinowym pier-
Scien separatora (4), z odgietym na ze-
wnatrz obrzezem od strony wlotu, przy czym
luz szczelinowy stuzy do recyrkulacji gazu
w celu lepszego oddzielenia zanieczyszczen.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 1 i 2, znamienne

tym, ze nad stozkiem zderzakowym (5) osa-
dzona jest centrycznie rura wylotowa (7),
wpuszczona w komore wydzielania zanie-
czyszczen (6).
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Wzér jednoraz. CWD, zam. 62/PL/Ke. Czst. zam. 585 14.2.57. 100 egz. Al pifm. kl. 3, B-757.
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